
第17回スプレードライセミナー2023
会場＆ライブ配信のハイブリット開催！

本セミナーは、スプレードライの本質的な基礎の解説、そこから得られる応用や実務上のヒント、さ

らには実例や最新技術などを分かりやすく紹介し、お客様に役立つセミナーを目指したコンテンツ

をお届けします。ライブ配信では、講演スライドと演者の音声をインターネット経由でご視聴いただ

けます。会場にお越しいただいた方は、実機の展示をご覧いただけます。

特別招待講演では、シーメンス社による「スプレードライのスケールアップにおける試行錯

誤の実験回数の削減に役立つデジタルツールの紹介」を予定しております。

プログラム

12:45～ 受付開始

13:15～13:20 開会のご挨拶

13:20～14:30 講演 「スプレードライ（噴霧乾燥）」
基礎全般・条件最適化の解説・運転最適化のための基礎知識、など

日本ビュッヒ株式会社 大平幸一

14:30～14:40 ビュッヒ製 ミニスプレードライヤーS-300のご紹介
日本ビュッヒ株式会社 大平幸一

14:40～15:00 休憩および自由見学
※この時間内のライブ配信はありません

15:00～16:10 特別講演 「スケールアップ実験回数削減 ～ ラボデータとデジタルツイン」
ラボでの試作品をスケールアップする際には現場では多大な負荷が掛かります。
シンプルな製造機器であるが故に複雑なスプレードライヤーの試行錯誤を減らすには
デジタルのチカラを最大限に利用する事が鍵となります。
どの様なラボデータがあれば何ができるのか？
ハード面での設備投資ではなくデジタルツイン化する事のメリットをご紹介します。

シーメンス株式会社 シーメンスプロセスシステムズエンジニアリング 柏屋滋

16:10～17:00 質疑応答、閉会のご案内
※ライブ配信をご視聴の方からはチャット形式でご質問を受け付けます。

2023年6月16日（金）13:15～17：00
セミナー会場またはライブ配信
※詳細は裏面をご参照ください

無料

（敬称略）

毎年ご好評いただいています「スプレードライセミナー」を今年も開催します！

今回は「会場」または「ライブ配信」のいずれでもご参加いただけるハイブリット開催を予定しています。

ぜひお気軽にご参加ください♪

＜ご注意＞

• 2023年6月2日(金)の時点で会場の申込者が最少催行人数に達しない場合は、ライブ配信のみの開催に

変更する場合があります。

• 会場ご参加の申込が定員に達した場合、それ以降の会場ご参加のお申込みに対してライブ配信のご案

内をさせていただきます。また、同一組織から複数名の会場ご参加をお申込み頂いたお客様に対して参

加人数の調整をお願いする場合がありますので何卒ご了承ください。

お申し込み方法は
裏面をご覧ください

【 日 時 】
【 場 所 】

【参加費】



※お客様の個人情報は当社（日本ビュッヒ㈱）が定めるプライバシーポリシーのもとで保護されます。弊社からお客様への情報提供の目的以外には使用いたしません。

販売店

下記Webサイトのお申し込みフォームへご入力ください
https://cloud.infohub.buchi.com/spray-dry-seminar-2023

【会場所在地】
〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜3-1-9
アリーナタワー11階

※インターネット接続環境下でご視聴ください。
※会社のセキュリティ等により接続いただけないケースがまれにございます。
その場合は別途ご対応させていただきますのでセミナー担当までお問い合わせください。

日本ビュッヒ スプレードライセミナー
お申し込み方法

下記よりご登録ください
https://bit.ly/3UBf08A

【会場ご参加の場合】

【ライブ配信ご視聴の場合】

• 横浜市営地下鉄ブルーライン「新横浜駅」3B出入口より徒歩5分
• JR「新横浜駅」北口より徒歩6分
• 第3京浜港北インターチェンジより車で15分
※専用駐車場はございませんので、お車でお来しの際は近辺の有料駐車場をご利用ください。
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